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　NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

表　　題 磁化プラズモイドの連続性製法とその応用

技術分野 電気・電子

適応製品 反応性プラズマ源，中性粒子源

目　　的 これまで応用が困難であった高電離度プラズマの流速，密度 などを制御し，適用を容易に
する装置および適用方法を提供する。

技術概要 本発明は，磁化した完全電離プラズモイドであるスフェ ロマックの連続的な発生方法及び
その発生装置に関するもので，これまでは困難であった，高温（高電離度）・高密度プラズ
マの適用を可能にした。特に，準直流放電による方法では，複雑な電源システムを用いな
いで，安価に装置製作が可能である。また，このシステムを用いて塗膜材料を基板へ接合
させる方法などを可能にした。
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技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申し込みください。
（FAX、e-mail、郵送いずれでも可。）
各担当コーディネーターからご連絡を差し上げます。
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